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Nach dem Erfolg des Implant Solutions World Summit 
2023 in Athen, Griechenland, und 2024 in Miami, USA, 
wird die diesjährige Ausgabe vom 25. bis 27. Juni 2026
in Göteborg, Schweden, ein neues Kapitel aufschlagen. 
Göteborg gilt als Ursprungsort der Osseointegration und 
Zentrum für wissenschaftliche und medizinische Tech no-
lo gie innovationen. Die Stadt bietet Zahnärz ten und Zahn-
technikern ein inspirierendes Umfeld, um die Zukunft der 
Implantologie zu erkunden und mitzugestalten. Der Im-
plant Solutions World Summit bringt Fachleute aus Kli-
nik, Forschung und Industrie zusammen. Die thematische 
Bandbreite reicht von neuen digitalen Workflows bis hin 
zu progressiven Operationstechniken und Prothetikkon-
zepten. Dabei verbin det das Programm aktuelle Erkennt-
nisse der klinischen Forschung mit praxisnahen und auch 
digitalen Lösungen für die Implantologie.

Vielfältige Formate wie Plenarsitzungen, Workshops so-
wie eine Speakers’ Corner fördern den fachlichen Aus-
tausch und werden von international anerkann ten Refe-
renten gestaltet. Ergänzt durch Peer-to-Peer-Networking 
und eine Produktausstellung rund um die Implantologie, 
bietet der Summit ein Fortbildungs erlebnis auf interna-
tionalem Spitzenniveau.
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Implant Solutions 

World Summit 

in Göteborg

Hier gehts zur
Anmeldung.
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